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Abstract (en)
This process of manufacture comprises the following stages: a) - forming an electrically insulating porous substrate (12) containing an oxidising
agent whose anion acts as a dopant; b) - preparing at room temperature a first solution (9) containing essentially 90 to 99% by volume of at
least one liquid monomer containing at least one cyclic carbon chain with conjugated double bonds and 1 to 10% by volume of a second solvent
increasing the vapour pressure of the monomer, c) - chemically depositing in vapour phase onto and/or into the porous substrate a continuous
coating (16) of an electron-conducting polymer doped with the dopant, by evaporating the first solution at room temperature for a sufficient time and
by subjecting the substrate to the vapour of this first solution, this polymer resulting from the chemical oxidation of the monomer of the first solution.
The screen obtained is intended for the absorption of microwaves. <IMAGE>

Abstract (fr)
Procédé de fabrication en phase vapeur d'un écran à base de polymère conducteur et écran obtenu par ce procédé. Ce procédé de fabrication
comprend les étapes suivantes : a) - former un substrat poreux (12) isolant électrique, contenant un agent oxydant dont l'anion joue le rôle de
dopant ; b) - préparer à température ambiante une première solution (9) contenant essentiellement 90 à 99% en volume d'au moins un monomère
liquide comportant au moins une chaîne carbonée cyclique à doubles liaisons conjuguées et 1 à 10% en volume d'un second solvant augmentant
la tension de vapeur du monomère, c) - déposer chimiquement en phase vapeur sur et/ou dans le substrat poreux un revêtement continu (16) d'un
polymère conducteur électronique dopé par le dopant, en évaporant à température ambiante, pendant un temps suffisant, la première solution et en
soumettant le substrat aux vapeurs de cette première solution, ce polymère résultant de l'oxydation chimique du monomère de la première solution.
L'écran obtenu est destiné à l'absorption de micro-ondes. <IMAGE>
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